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摘要(译)

一种用于沉积包括至少两个单元掩模的薄膜的掩模框架组件，所述单元
掩模的端部连接到具有开口的框架，并且每个单元掩模包括多个沉积开
口。第一间隙的宽度基本上等于沉积开口的宽度，并且位于单元掩模之
间。
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